Intel 1 ASML rozpoczynaja
produkcje chipow W
technologii 8 nm

6 marca 2024

Intel 1 ASML, 1liderzy w dziedzinie technologilil
pétprzewodnikdéw, ogtosili znaczacy postep w rozwoju
litografii, wuzyskujac ,pierwsze S$wiatto” w nowatorskiej
maszynie litograficznej High-NA. To wazne osiggnhiecie
zapowiada rewolucje w produkcji mikrochipdéw, otwierajgc drzwi
do nowej ery produkcji pétprzewodnikdw.

ASML, holenderski producent =zaawansowanych maszyn
litograficznych, uruchomit pierwszg takag maszyne High-NA,
potwierdzajgc jej prawidtowe dziatanie. Cho¢ maszyna nie jest
jeszcze w peini funkcjonalna, osiggniecie ,pierwszego Swiatta”
oznacza zdolnos¢ urzadzenia do odpowiedniego skupiania Swiatta
i zwierciadet na ptytce krzemowej. Tym samym potwierdzono
zdolnosci systemu do nowej generacji produkcji chipdéw. Obecnie
sg tylko dwie takie maszyny na Swiecie — jedna w zaktadzie
ASML w Holandii, a druga jest montowana w fabryce Intela w
Oregonie.

Intel wyrazit zadowolenie z tego osiggniecia, bedac pierwszym
producentem chipdéw, ktory zainwestowat w technologie High-NA.
Wspdélne ogtoszenie przez Intel i ASML udanego osiggniecia
.pierwszego sSwiatta” jest przetomowym momentem dla catej
branzy, sugerujgcym znaczacy postep w produkcji
pétprzewodnikéw i otwierajgcym mozliwo$ci na wczesSniej
niewyobrazalne poziomy miniaturyzacji i wydajno$ci chipdw.

Nowe maszyny litograficzne, znane jako Twinscan EXE:5000,
umozliwiajg osiggniecie rozdzielczosci pojedynczej ekspozycji
na poziomie 8 nm, co stanowi znaczgcg poprawe w poréwnaniu z
13,5 nm dostepnymi w obecnych systemach EUV. Ta zaawansowana
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technologia redukuje liczbe wymaganych etapdéw ekspozycji do
wykonania maski, co przyczynia sie do zwiekszenia wydajnosci
wafla i zmniejszenia ryzyka defektow.

Pozwala to rdéwniez na umieszczenie wiekszej liczby elementéw
na wafel czysty przy uzyciu mniejszej liczby ekspozycji, co
skraca catkowity czas produkcji. Maszyna High-NA jest zdolna
do produkcji 185 wafli na godzine, co stanowi znaczng poprawe
w poréwnaniu do wczesniejszych modeli. ASML planuje zwiekszy¢
wydajnos¢ do ponad 220 wafli na godzine do 2025 roku.

Te postepujgce innowacje, niezbedne w obszarze sztucznej
inteligencji, wskazuja, ze maszyny High-NA stang sie nowym
standardem w zaawansowanej produkcji chipdéw. Jednak
wprowadzenie tych maszyn wymaga znaczacych zmian w
konfiguracji fabryk, a ich koszt jest oceniany na okoto 400
milionéw dolaréw kazda.

Waznym aspektem logistycznym jest fakt, ze pojedyncza maszyna
wazy 165 ton i jest dostarczana w 250 skrzyniach, co wymaga
zespotu 250 wyspecjalizowanych inzynierdéw do ztozenia, przy
czym caty proces instalacji zajmuje oko*o szeSciu miesiecy.
Zmiany te wymagajg zatem istotnych inwestycji finansowych oraz
przemyslanych decyzji operacyjnych.

W konteks$cie rywalizacji na rynku chipéw decyzja Intela o
przyjeciu technologii High-NA 1 planach jej wdrozenia do
produkcji w 2026 roku, kiedy uruchomiony zostanie proces Intel
14A, moze zmienic¢ uktad sit*. TSMC, ktore planuje wykorzystad
istniejgce technologie EUV do produkcji chipéw 2 nm i 1,4 nm,
moze znalez¢ sie w defensywie, gdy Intel i ASML zmierzaja
naprzéd z technologia High-NA dla kolejnych generacji
mikrochipow.
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